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1. Temat pracy: „Optymalizacja technologii otrzymywania domieszkowania 
półprzewodnikowych warstw polikrystalicznych ogniw CdS/CdTe”. 

2. Opiekun pracy: prof.  Z. Lisik 

3. Dodatkowy opiekun pracy: mgr in�. Maciej Sibi�ski,  

4. Krótki opis zakresu i celów pracy: Praca obejmuje opracowanie technologii 
wprowadzania kontrolowanych domieszek, wzbogacaj�cych struktury polikrystaliczne 
heterozł�czowego, polikrystalicznego ogniwa słonecznego typu CdS/CdTe. Przygotowanie 
teoretyczne powinno zawiera� szczegółow� analiz� rodzaju i poziomów domieszkowania 
stosowanych w w/w ogniwach oraz jego wpływ na transport no�ników mniejszo�ciowych i 
podstawowe parametry opto-elektryczne warstw. W cz��ci praktycznej nale�y zaproponowa� 
i przetestowa� skuteczny, wydajny i prosty sposób kontrolowanego domieszkowania 
odpowiednimi materiałami, bez zaburzenia podstawowej struktury ogniwa. 

   

5. Wymagania w stosunku do studenta (np. znajomo�� j�zyka programowania lub 
j�zyka obcego):  

Znajomo�� technicznego j�zyka angielskiego. 

6. Literatura podstawowa: 
1. Z.  Jarz�bski ”Energia słoneczna-konwersja fotowoltaiczna” PWN Warszawa 1990. 

 

 

 


